
 

 

 

 

 

 

 

 

 

刘 刚 
 

经济间谍和盗窃商业机密 

 
描述 

又名: Gary Liu 

所用出生日期：1986年1月28日 出生地：中国上海 

发色: 黑色 眼睛: 黑色 

身高：约6英尺（183公分） 体重：约150磅 （68公斤） 

体型：中等 性别: 男 

种族: 亚洲人 职业：工程师 

国籍：中国 语言: 英语、汉语 

伤疤和特征：刘的上唇上面有一个痣。 NCIC: W264992178 

备注 

刘刚据信现居中国。他以前在美国居住过。此外，他佩戴视力纠正眼镜。 

警告 

现通缉刘刚，因其为一家名为CBM Future的中国公司，卷入了在美国一个企业里进行经济间谍活动和盗取商

业秘密的阴谋。CBM Future这家公司曾生产军用和民用高性能泡沫产品。 

刘曾在受害企业担任过工程师，能接触到企业专有的资料和商业秘密。指控称，刘和其他同谋犯盗取了商业

秘密信息，然后把这些信息发送给位于中国的CBM Future进而推进中国政府的目标。指控称，在2017年5月刘被逮

捕时，他携有大量被标记为机密和商业秘密的电子文件。刘在2017年6月被指控犯有盗窃商业秘密罪。2017年11

月，刘在监督释放候审期间逃往中国。根据新的信息，除了盗窃商业秘密罪以外，刘和一个同案犯于2018年4月一

起被控经济间谍罪。 

2017年5月23日，美国华盛顿特区地区法院收到了指控刘和其他数人共谋盗窃商业秘密的诉状。同日，该法

院下达了对刘的联邦逮捕令。 
 如果您有关于此人的任何信息，请与您当地的联邦调查局办公室或离您最近的美国大使馆或领事馆联系。 

地方分局：休斯顿 

 

联邦调查局通缉令  

 


